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2. EMENTA

Introducdo a quimica geral voltada para os cursos de Engenharia, com suas
especificidades e aplicacdes na industria civil, mecanica, elétrica, eletrbnica e
outras. Propriedades da tabela periddica, ligacdes quimicas e propriedades dos
materiais. Propriedades dos sélidos, liquidos e gases. Introducao a eletroquimica e
corrosao metalica.

3. JUSTIFICATIVA

Sendo a Quimica uma ciéncia base empregada em indUstrias, laboratérios e
pesquisas cientificas, é de extrema importancia que os alunos adquiram
conhecimentos fundamentais de Quimica para gue os mesmos possam ser aplicados
futuramente.

4. OBJETIVO

Objetivo Geral:

Conhecer os fundamentos da quimica e suas aplicacdes nas Engenharias, com suas
especificidades e aplicacdes na industria.

Objetivos Especificos:

Discutir os aspectos quimicos mais relevantes de estrutura da matéria, de sua
correlacdo com as propriedades dos diversos materiais, de conceitos basico de
eletroquimica e de corrosao metalica.

5. PROGRAMA

1 Tabela periddica e ligacao quimica

1.1 Propriedades da tabela periddica

1.2 Ligacao quimica

1.2.1 Ligacao i0dnica, covalente e metalica

1.2.1.1 Propriedades relacionadas com as ligacdes quimicas (maleabilidade,
condutibilidade etc.)




2 Principios das ligacdes quimicas em compostos organicos
2.1 Definicao de compostos organicos

2.2 Estrutura de Lewis de compostos de carbono

2.3 Modelo de hibridizacao e modelo de ressonancia

3 Propriedades de sélidos, liquidos e gases
3.1 Forcas intermoleculares

3.2 Condutibilidade térmica

3.3 Viscosidade

3.4 Vaporizacao e pressao de vapor

3.5 Tensao superficial

4 Reacdes guimicas e calculos estequiométricos

4.1 Solucoes

4.2 Classificacdo das reagdes quimicas em solucdes agquosas
4.3 Célculos estequiométricos em solucdes aquosas

4.4 Preparo, diluicdes e misturas de solucdes

5 Equilibrio quimico

5.1 Equilibrio quimico

5.2 Equilibrio acido-base

5.3 Calculo e medicdes de pH

5.4 NocOes de volumetria (acido-base e precipitacao)

6 Eletroquimica e corrosao metalica

6.1 Reacdes de oxi-reducao

6.2 Células galvanicas, espontaneidade e d.d.p.
6.3 Importancia da corrosao metalica

6.4 NocOes gerais de protecao da corrosao

6. METODOLOGIA

As aulas serao expositivas com auxilio de projecao de slides com auxilio de Datashow,
lousa e dialogadas propiciando o debate do conteldo, sera incentivada a participacao
dos alunos a realizacao de pesquisas e das atividades como forma de aprendizado e
aplicacao da metodologia de sala de aula invertida os alunos serao instigados a tirar
duvidas e fazer questionamentos durante toda a aula. Serao indicados materiais de
conteldos relacionados a aulas para que possamos discutir na sala de aula.

o A Plataforma de TI: Microsoft Teams sera utilizada para disponibilizar materiais
de apoio estudos e para realizacao de atividades complementares e interacao via

CHAT,;

7. AVALIACAO

o @100,0 pontos serao distribuidos em 3 provas individuais, valendo 30 pontos cada.

Nestas provas terao questdes objetivas e dissertativas.
1° Prova:30/07



2% Prova: 20/08
3% Prova:17/09

Prova de recuperacao: 24/09 (parcial, substitui a menor nota)
10,0 pontos de participacao assincrona (resenha de trabalhos cientificos, lista de
exercicios, trabalhos em grupo)

Total de pontos: 100,00.
O discente que conseguir média igual ou maior que 60 pontos sera aprovado
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9. APROVACAO
Aprovado em reunidao do Colegiado realizada em: /1

Coordenacao do Curso de Graduacao:

Documento assinado eletronicamente por Elaine Kikuti, Professor(a) do
Magistério Superior, em 30/06/2025, as 22:08, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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eletrénica

Ay https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
: verificador 6468821 e o cédigo CRC 322364B7.
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